




















































































专利名称(译) 阵列基板和包括该阵列基板的有机发光显示器

公开(公告)号 US20200161344A1 公开(公告)日 2020-05-21

申请号 US16/749690 申请日 2020-01-22

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KWAK WON KYU

发明人 KWAK, WON KYU

IPC分类号 H01L27/12 H01L27/32 H01L23/00

CPC分类号 H01L27/1218 H01L23/562 H01L27/124 H01L2251/5338 H01L2924/0002 H01L27/3276 H01L27/1244 
H01L2924/00 H01L23/13 H01L23/145 H01L51/5246

优先权 1020130069039 2013-06-17 KR
1020130125416 2013-10-21 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

阵列基板包括：基板，设置在基板上的阻挡层，设置在阻挡层上的缓冲
层，设置在缓冲层上的第一绝缘层，设置在第一绝缘层上的第二绝缘
层，多个布线图案 设置在第一绝缘层和第二绝缘层之间和/或第二绝缘层
上。 另外，布线图案彼此分离，并且朝着基板的一侧延伸。 阵列基板还
包括：凹陷图案，其设置成与布线图案相邻并且从第二绝缘层的顶表面
凹入以暴露至少一部分顶表面；以及有机绝缘层，其设置在第二绝缘层
上并暴露 衬底的顶表面的至少一部分被凹陷图案暴露。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/da386a85-e1df-448d-b1e9-e05017b6ee26
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200161344%22.PGNR.&OS=DN/20200161344&RS=DN/20200161344

